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요  약

본 논문에서 인쇄 기법을 이용하여 안테나 혹은 기판 제작을 위한 프린트, 패턴 방법을 위한 반도
체 불순물, 솔폰기 산을 보이고, 이것을 이용한 단계별 인쇄 방법을 소개한다. 대량 생산을 위한 문
제점을 비교할 수 있는 PANI(Ployaniline)의 기능에 대해 소개한다. 간단한 프린트된 기판을 보인다. 

ABSTRACT

In this paper, production of antenna or substrate using printing techniques and pattern 

methods for the semiconductor impurities and SO3H, and its print production process using the 

step-by-step will be introduced. For mass production problems that can be compared PANI 

(Polyaniline) is an introduction to the feature. Simple printed substrate is presented.

키워드 

printable electronics, ployaniline

Ⅰ. 서  론

프린트블 엘렉트로닉스에서 주요한 점은 높은 
유전도 폴리머이다. 낮은 유전율 그리고 특별히 
반도체들은 또한 연구대상이다. ICPs(Inherently 

conducting polymer)의 새로운 전자 장치의 개념
으로 부각된다. 오늘날 저가격 그리고 높은 집적
도 제품을 위해 처리과정 특성이 주의해야한다. 

폴리머에서 ICPs는 플라스틱 처리과정과 인쇄 기
술에서 매우 중요하게 알아야 한다. 응용은 유도
체, 전자기 차폐, 밧데리, 충전기, 저항 OLED 다
이오드을 위해 높은 유전체들이 만들어 지고 있
다. 

Ⅱ. 프린터블 엘렉트로닉스

2.1 유도 폴리머 그리고 PANI
ICPs가 인쇄 잉크로 쓰일 때, 두 종류의 다른 

용매물질과 물의 혼합성이 필요하다. 이 두 용매 
물질의 선택에 따라, 유도성이 달라진다.

2.2 Step-by-step 방법
Step-by-step 방법은 실리콘 웨이퍼 과정에서 

마이크로 엘렉트로닉tm 생산에서 사용된다. 이 
기술은 도전 층 사이에서 정밀하게 조정함으로서 
좁은 도선을 만들 수 있다.  Step-by-step 방법으
로 사용으로 많은 수의 실리콘 웨이프 혹은 인쇄
된 기판을 가능하게 한다. 생산 혹은 Step-by-step 

기술은 PANI 경우에서 필요한 기술이다. 

2.2.1 UV 프린팅
UV 프린팅은 전자 산업에서 패턴 방법에서 널

리 사용되고 있는 방법 중 하나이다. UV 프린팅 
기법은 PANI을 위한 산업 패턴 방법을 목적으로 
하는 것 중에 하나이다. 이 기술을 사용하면 선의 
폭은 0.25 마이크로 메타 이하로 낮출 수 있다. 
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2.2.2 UV 프린팅
마이크로 엘렉트로닉스에서 작은 크기를 위해

서 저가의 패턴 방법이 사용되어 진다.  전기적인 
유도체를 위한 각인 과정을 보인다.

2.2.3 UV 프린팅
윤전 기술은 산업체에서 사용된 오랜 기술 중

의 하나이다. 연쇄 윤전 과정의 원리를 보인다. 

윤전 기술인 roll-to-roll 처리는 수초 혹은 수분
이 걸리는 NIL과 비교가 된다.

2.3 PANI의 UV 프린팅
UV 플린팅에서 플랙시블 혹은 글래스 형태의 

캐패시트 그리고 레지스터처럼 능동적인 소자의 
제작에 사용되는 기술이다. 커패시터의 경우에는 
PANI는 기판의 양면에 코팅이 되고 그리고 패턴
을 만들어 진다.  레지스터의 경우에 PANI는 기
판의 맨 위층에 저항선처럼 패턴형태로 만들어 
진다. 얇은 메탈 프린팅의 예는 회로 기판으로 그
림 1처럼 대량생산이 된다. 

푸른 색(A)은 PANI에 형태에 따라 만들어지
고, (B)는 유도체 형태로 만들어 진다.

(A)

(B)

그림 1. UV 프린팅(A는 푸른색,

B는 초록색)

2.4 PANI의 나노 각인 Roll-to-roll
500nm 넓이의 선을 갖는 격자는 0.1-1.0 미터/

분 속도로 PANI 필름에 패턴 되어 만들어 진다. 

인쇄된 구조의 높이는 500nm이며 인쇄된 모서리
의 꼭지는 직선으로 배열되어 있지 않다.

Ⅲ. 미래 전망

앞으로의 발전 방향은 고속 rrNIL 생산 방법을 
이용하며 PANI에 기록된 나노 크기의 전자 그리
고 광학 전자 집적방법을 사용될 것이다. 이것은 
높은 속도로 제작이 가능하며 더 작은 크기의 패
턴도 만들어 질것이다. 
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